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특허청구의 범위

청구항 1 

적어도 일 면에 마루와 골을 이루는 복수의 요철패턴이 형성되며, 상기 복수의 요철패턴은 각각의 상기 마루를

이은 연장선이 높낮이를 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 광학플레이트. 

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 상기 요철 패턴의 높낮이는 상기 일 면 상의 종방향 또는 횡방향으로 형성되는 것을 특징으

로 하는 광학플레이트.

청구항 3 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 높낮이는 정형 또는 비정형인 것을 특징으로 하는 광학플레이트.

청구항 4 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 높낮이 차는 0.1 내지 100 ㎛인 것을 특징으로 하는 광학플레이트.

청구항 5 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 높낮이의 주기 간격은 100 내지 10000 ㎛인 것을 특징으로 하는 광학플레

이트.

청구항 6 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 수평면에 대한 형성각은 상호 동일 또는 상이한 것을 특징으로 하는 광학

플레이트.

청구항 7 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 상기 마루와 마루 또는 상기 골과 골 사이의 간격은 10 내지 1000 ㎛인 것

을 특징으로 하는 광학플레이트.

청구항 8 

청구항 1에 있어서, 상기 요철패턴의 상기 마루와 상기 골의 높이차는 1 내지 100 ㎛인 것을 특징으로 하는 광

학플레이트.

청구항 9 

청구항 1에 있어서, 상기 광학 플레이트는 광학시트 또는 도광판인 것을 특징으로 하는 광학플레이트.

청구항 10 

광을 생성하는 광원부; 및 

상기 광원부의 일측에 배치되며, 상기 광원부로부터 입사되는 광을 출사하는 광학플레이트;

를 포함하며, 

상기 광학플레이트는, 적어도 일 면에 마루와 골을 이루는 복수의 요철패턴이 형성되며, 상기 복수의 요철패턴

은 각각의 상기 마루를 이은 연장선이 높낮이를 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 11 

청구항 10에 있어서, 상기 광학플레이트의 상기 요철패턴이 형성된 면 측에는 광학시트가 배치되는 것을 특징으

로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 12 

청구항 11에 있어서, 상기 광학시트의 상기 광학플레이트를 향하는 면 상에 마루와 골을 이루는 복수의 요철패
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턴이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 13 

청구항 12에 있어서, 상기 광학시트의 상기 요철패턴의 상기 마루를 이은 연장선이 높낮이를 갖도록 형성된 것

을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 14 

청구항 13에 있어서, 상기 광학시트의 요철패턴의 높낮이는 상기 광학플레이트의 요철패턴의 높낮이와 대응하는

것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 15 

청구항 11에 있어서, 상기 광학시트와 상기 광학플레이트 사이에는 공기층이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라

이트 어셈블리.

청구항 16 

청구항 10에 있어서, 상기 광학플레이트는 상기 광원부를 향한 일 측의 두께가 타 측의 두께보다 두꺼운 것을

특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 17 

청구항 10에 있어서, 상기 광학플레이트는 상기 광원부로부터 입사되는 광을 반사시키는 음각의 패턴을 가지는

것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리.

청구항 18 

복수의 화소가 형성된 표시 패널; 및

상기 표시 패널에 광을 공급하는 광원부와 상기 광원부의 일측에 배치되며, 상기 광원부로부터 입사되는 광을

출사하는 광학플레이트가 포함된 백라이트 어셈블리;

를 포함하며, 

상기 광학플레이트는, 적어도 일 면에 마루와 골을 이루는 복수의 요철패턴이 형성되며, 상기 복수의 요철패턴

은 각각의 상기 마루를 이은 연장선이 높낮이를 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 표시 장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 광학플레이트, 이를 포함한 백라이트 어셈블리 및 표시 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 발광<1>

휘도를 유지하면서 백화 현상 발생을 해소하는 광학플레이트, 이를 포함한 백라이트 어셈블리 및 표시 장치에

관한 것이다.

    배 경 기 술

일반적으로, 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display Apparatus: LCD)는 이방성 굴절률, 이방성 유전율 등의<2>

광학적, 전기적 특성을 갖는 액정(Liquid Crystal)을 이용하여 영상을 표시하는 표시 장치이다. 이러한 액정 표

시 장치는 CRT(Cathode Ray Tube), PDP(Plasma Display Panel) 등의 다른 표시 장치에 비해 얇고 가벼우며, 낮

은 구동전압 및 낮은 소비전력을 갖는 장점이 있어, 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있다.

액정 표시 장치는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하, TFT) 기판, TFT 기판에 대향하는 컬러필터<3>

(Color Filter) 기판 및 양 기판 사이에 개재되어 광의 투과율을 변경시키는 액정층으로 이루어진 액정표시패널

(Liquid Crystal Display Panel)을 포함한다. 또한, 액정 표시 장치는 영상을 표시하기 위한 액정표시패널이 자

체적으로 발광하지 못하는 비발광성 소자이기 때문에, 액정표시패널에 광을 공급하기 위한 백라이트 어셈블리를
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필요로 한다.

종래의 백라이트 어셈블리는 광을 발생하는 램프, 측면에 배치된 램프로부터 입사되는 광의 경로를 액정표시패<4>

널 방향으로 가이드하기 위한 도광판(Light Guide Plate : LGP)을 포함한다. 도광판은 광이 입사되는 입광부와

입광부의 반대측인 대광부가 서로 동일한 두께를 갖는 평판형(Flat Type)과 입광부로부터 대광부로 갈수록 두께

가 감소되는 쐐기형(Wedge Type)으로 구분된다.

최근 들어, 도광판의 변색을 방지하고 휘도를 향상시키기 위하여, 도광판의 표면에 프리즘 패턴을 형성하는 프<5>

리즘 도광판이 개발된 바 있다. 두께가 동일한 평판형 도광판의 경우, 도광판 내로 가이드되는 광은 전반사 조

건을 만족하므로, 프리즘 패턴에 의해서 외부로 출사된다.

그러나, 프리즘 패턴이 형성된 도광판의 경우, 최종 제품의 사용시에 외부에서 물리적 압력이 가해지게 되면 도<6>

광판이 여타 광학 부재, 예를 들면 프리즘 시트에 접촉되어 광 경로의 변화를 야기한다. 즉, 도광판과 프리즘

시트와의 밀착으로 인하여 도광판과 프리즘 시트간의 매질, 이를 테면 공기에서의 광 경로가 생략되고, 광이 굴

절되지 못하고 낮은 각도로 출사되어 그대로 시인되는 소위 백화 현상이 발생한다.

종래에는 이러한 백화 현상을 해소하기 위하여 도광판을 향하는 프리즘 시트의 면에 비드를 도포시켜 가압시에<7>

도광판과의 접촉 면적을 최소화시켰지만, 비드의 구성으로 인하여 혼탁(haze) 현상이 일어나고 이로 인하여 휘

도 저하가 발생된다는 문제점이 있다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

본 발명의 목적은 전술된 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 휘도를 유지하면서 가압 등에 의해 발<8>

생되는 백화 현상을 해소하도록 하는 도광판을 제공하고자 한다.

또한, 본 발명은 상기한 도광판을 갖는 백라이트 어셈블리를 제공하고자 한다.<9>

또한, 본 발명은 상기한 백라이트 어셈블리를 갖는 표시품질 및 신뢰성이 향상된 표시 장치를 제공하고자 한다.<10>

        과제 해결수단

본 발명은, 면이 구성된 제1광학요소 및 제1광학요소와 인접되어 제1광학요소의 면과 대응되는 대응면을 가지는<11>

제2광학요소를 포함하고, 제2광학요소의 대응면에는 제1광학요소의 면을 향하는 요철부가 형성되며, 요철부는

고저 주기를 가지는 것을 특징으로 하는 광학부재를 제공한다.

여기서, 요철부의 고저 주기는 대응면 상의 종방향 또는 횡방향으로 형성될 수 있으며, 요철부의 고저 주기는<12>

정형 또는 비정형일 수 있다.

이때, 요철부의 고저 주기의 차는 0.1 내지 100 ㎛이고, 주기 간격은 100 내지 10000 ㎛일 수 있으며, 요철부의<13>

수평면에 대한 형성각은 상호 동일 또는 상이할 수 있다.

또한, 요철부의 요부와 요부 또는 철부와 철부 사이의 간격은 10 내지 1000 ㎛일 수 있으며, 요철부의 높이는 1<14>

내지 100 ㎛일 수 있다.

여기서, 제1광학요소는 도광판이고 제2광학요소는 반사시트 또는 프리즘 시트를 포함하는 광학시트이거나, 제1<15>

광학요소는 반사시트 또는 프리즘 시트를 포함하는 광학시트이고 제2광학요소는 도광판일 수 있다.

더욱이, 제1광학요소의 면에는 제2광학요소의 대응면을 향하는 요철부가 형성되고, 제1광학요소의 요철부는 고<16>

저  주기를  가지며,  제1광학요소의  요철부의  고저  주기는  제2광학요소의  요철부의  고저  주기와  대응할  수도

있다.

또한, 본 발명은, 면이 구성된 제1매질과 제1매질과 이격되어 제1매질의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2매<17>

질 및 제1매질과 제2매질 사이에 구성되는 제3매질을 포함하고, 외부가압에 의한 제1매질과 제2매질의 상호 접

촉을 최소화하여 제3매질의 구성을 확보하도록 제2매질의 대응면에는 제1매질의 면 방향으로 완충부가 형성되는

것을 특징으로 하는 광학부재를 제공한다.

여기서, 제3매질은 제1매질 및 제2매질보다 적은 밀도를 가질 수 있으며, 제3매질에는 제2매질의 대응면 방향으<18>

로 고저 주기를 가지는 요철이 형성될 수 있다.
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또한, 제2매질의 완충부는 적어도 하나 이상의 요철로 구성되는 일 군의 요철부가 타 군의 요철부와 상호 다른<19>

높이로 형성될 수 있다.

상기에서, 제3매질은 공기일 수 있다.<20>

또한, 본 발명은, 광을 생성하는 광원부 및 광원부로부터 입사되는 광을 출사하는 광학부재를 포함하며, 광학부<21>

재는, 면이 구성된 제1광학요소와 제1광학요소와 인접되어 제1광학요소의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2광

학요소를 포함하고, 제2광학요소의 대응면에는 제1광학요소의 면을 향하는 요철부가 형성되며, 요철부는 고저

주기를 가지는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리를 제공한다.

여기서, 광은 제1광학요소로 입사되어 제2광학요소로 출사되거나, 제2광학요소로 입사되어 제1광학요소로 출사<22>

될 수 있다.

또한, 본 발명은, 광을 생성하는 광원부 및 광원부로부터 입사되는 광을 출사하는 광학부재를 포함하며, 광학부<23>

재는, 면이 구성된 제1매질과 제1매질과 이격되어 제1매질의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2매질 및 제1매

질과 제2매질 사이에 구성되는 제3매질을 포함하고, 외부가압에 의한 제1매질과 제2매질의 상호 접촉을 최소화

하도록 제2매질의 대응면에는 제1매질의 면 방향으로 완충부가 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 어셈블리

를 제공한다.

이때, 광은 제1매질로 입사되어 제3매질을 경유하여 제2매질로 출사되거나, 제2매질로 입사되어 제3매질을 경유<24>

하여 제1매질로 출사될 수 있다.

또한, 본 발명은, 복수의 화소가 형성된 액정 표시 패널 및 액정 표시 패널에 광을 공급하도록, 광원부와 광원<25>

부로부터의 입사되는 광을 출사하는 광학부재가 포함된 백라이트 어셈블리를 포함하며, 광학부재는, 면이 구성

된 제1광학요소와 제1광학요소와 인접되어 제1광학요소의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2광학요소를 포함하

고, 제2광학요소의 대응면에는 제1광학요소의 면을 향하는 요철부가 형성되며, 요철부는 고저 주기를 가지는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치를 제공한다.

또한, 본 발명은, 복수의 화소가 형성된 액정 표시 패널 및 액정 표시 패널에 광을 공급하도록, 광원부와 광원<26>

부로부터의 입사되는 광을 출사하는 광학부재가 포함된 백라이트 어셈블리를 포함하며, 광학부재는, 면이 구성

된 제1매질과 제1매질과 이격되어 제1매질의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2매질 및 제1매질과 제2매질 사

이에 구성되는 제3매질을 포함하고, 외부가압에 의한 제1매질과 제2매질의 상호 접촉을 최소화하도록 제2매질의

대응면에는 제1매질의 면 방향으로 완충부가 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치를 제공한다.

        효 과

본 발명은 휘도를 유지하면서 실제 사용시에 가압 등에 의해 발생되는 백화 현상을 해소할 수 있다. <27>

또한, 본 발명은 표시 품질 및 신뢰성이 향상된 표시 장치를 제공할 수 있다.<28>

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.<29>

그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며,<30>

단지 본 발명의 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전

하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 도면상의 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다.

도 1a는 본 발명의 제1실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도이고, 도 1b는 도 1a의 변형예이며, 도 2a는 도<31>

1a의 "A" 부분을 나타낸 확대도이고, 도 2b 및 도 2c는 도 2a의 변형예이다. 도 1을 포함해서 이하에 나타내는

각 도면은 모식적으로 나타낸 도면으로서, 각 부의 크기, 형상은 이해를 쉽게 하기 위해 적절히 과장해서 나타

내고 있다.

도 1a를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 광학부재는 면이 구성된 제1광학요소(200) 및 제1광학요소(20<32>

0)와 이격되어 제1광학요소(200)의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제2광학요소(100)를 포함하고, 제2광학요소

(100)의 대응면에는 제1광학요소(200)의 면을 향하고 마루와 골을 이루는 요철부(120)가 형성되며, 요철부(12

0)는 각각의 마루를 이은 연장선이 높낮이를 가지도록 형성되는 것을 특징으로 한다.

제1광학요소(200)는 대략 판형의 형상을 가지며, ±z를 향하는 방향으로, x-y평면으로 면이 구성될 수 있다. 여<33>
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기서, 제1광학요소(200)는 프리즘 시트 또는 반사 시트를 포함하는 광학 시트일 수 있다. 제1광학요소(200)의

일례로서의 프리즘 시트(200)는 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA 수지), 폴리카보네이트(PC 수지) 등의 광투과성이

우수한 재료로 형성될 수 있으며, 후술되는 도광판(100)으로부터의 출사광의 경사진 지향성을 보정한다. 이러한

지향성 보정에 의해 출사된 광의 주된 진행방향이 출사면의 대략 정면방향, 즉 +z-방향으로 수정될 수 있다. 또

한, 프리즘 시트(200)에는 광 출사방향, 즉 +z-방향으로 그 면 상에 소정의 프리즘 패턴이 형성될 수 있다.

제2광학요소(100)는 대략 판형의 형상을 가지고 제1광학요소(200)에 대하여 -z-방향으로 배치되며, 제1광학요소<34>

(200)의 -z-방향으로의 면과 대응되는 +z-방향으로 형성된 대응면을 가진다. 대응면에는 +z-방향으로 요철부

(120)가 형성된다. 여기서, 제2광학요소(100)는 광을 가이드하는 도광판일 수 있다. 도면에서 도시된 도광판

(100)은 평평한 직육면체 형상을 가질 수 있다. 또한, 도광판(100)은, 예컨대 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA 수

지), 폴리카보네이트(PC 수지), 시클로올레핀계 수지재료 등의 투명수지의 사출성형체로 형성될 수 있다.

도광판(100)의 요철부(120)는 제1광학요소, 즉 프리즘 시트(200)를 향하여 기재층(110) 상에 형성되며, 요철부<35>

(120)는 마루와 골을 이루는 다수의 패턴이 고저 주기를 이루어 형성될 수 있다. 즉,  도 2a에 나타난 바와

같이, 요철부(120)는 다수의 마루, 즉 산(t)과 골(b)이 조합을 이루는 패턴으로서 형성되며, 산(t)과 골(b)의

조합은 산(t)을 이은 연장선이 높낮이를 가지는 고저 주기를 이룬다. 또한, 다수의 산(t)과 골(b)은 +y-방향으

로 직선으로 형성될 수 있다. 다수의 골(b)은 도광판(100) 저면에서부터의 +z-방향으로의 높이가 각각 다를 수

있으며, 같도록 설계되어도 무방하다. 또한, 요철부(120)의 패턴 각각의 산(t)과 골(b)은 그 형상이 상이할 수

있다. 즉, 산(t)과 골(b)이 첨예하게 형성되는 것은 물론, 굴곡으로 형성될 수도 있다. 다시 말하면, 패턴 각각

의 모양이 상이할 수 있다.

도 1b를 참조한 변형예에서는, 기재층(110') 상에 요철부(120')가 형성된 도광판(100')의 저면(101')에 소정의<36>

패턴(102')을 가지는 형상이 나타나있다. 패턴(102')은 도광판(100')의 저면(101')에서 +z-방향의 음각으로 형

성될 수 있다. 패턴(102')들은 사출성형 방식에 의해 저면(101') 상에 전사될 수 있다. 이외에도, 패턴(102')들

은 스템핑(Stamping) 방식 등의 다양한 방식에 의하여 저면(101') 상에 형성될 수 있다. 저면(101')에 형성된

패턴(102')은 광이 -x-방향으로 도광판(100') 내로 입사될 때 +z-방향으로의 반사율을 높이기 위한 것으로서 광

이 입사되는 -x-방향과 대략 직교하도록 소정의 경사각을 가질 수 있다. 또한, 저면(101')은 광이 입사되는 방

향과 동일하게, 즉 -x-방향으로 갈수록 +z-방향으로 근접되도록 형성될 수 있다. 결과적으로 기재층(110')은

+x-방향으로 갈수록 두꺼워지며, -x-방향으로 갈수록 얇아지는 대략 쐐기(wedge) 형상을 가진다. 이와 같은 쐐

기 형상을 가질 경우 후술될 광원은 도광판(100')의 +x-방향에 배치될 수 있다. 저면(101')과 패턴(102')의 형

상은 요구되는 도광판(100')의 제반사항에 부합하여 가변될 수 있다.

도 2a에서, 요철부(120)의 산(t)들을 연결하는 가상의 선(L)은 대략 파형을 가지며, 파형 가상선(L)은 일정한<37>

주기를 이룰 수 있다. 즉, 다수의 산(t)은 그 높이가 다를 수 있으며, ±x-방향으로 산(t)의 높이가 고저를 반

복할 수 있고, 산(t) 높이의 고저 반복은 주기를 이룰 수 있다. 이때, 파형 가상선(L)은 최고점 패턴(121)간의

간격(p)으로 한 주기를 가질 수 있다. 이때의 간격(p)은 100 내지 10000 ㎛일 수 있다. 만약, 간격(p)이 100 ㎛

미만이면 종래의 도광판에 형성된 프리즘 패턴과 거의 유사한 형상이 되며 외부에서 물리적 압력이 가해질 시에

도광판(100)이 프리즘 시트(200)와 접촉하는 면적이 너무 커질 수 있다. 또한, 간격(p)이 10000 ㎛를 넘을 시에

는 간격(p)이 과도하게 커지므로 외부에서 물리적 압력이 가해질 시에 간격(p) 사이의 영역이 프리즘 시트(20

0)와 용이하게 접촉될 여지가 있다. 이때, 각각의 산(t)과 산(t) 간의 거리는 10 내지 1000 ㎛이고, 골(b)에서

산(t)까지의 높이는 1 내지 100 ㎛일 수 있다.

또한, 최고점 패턴(121)과 최저점 패턴(122)간의 +z-방향으로의 산(t) 높이차(h)는 0.1 내지 100 ㎛인 것이 바<38>

람직하다. 0.1 ㎛ 미만의 높이차(h)는 요철부(120)가 종래의 도광판에 형성된 프리즘 패턴과 거의 유사한 형상

이 되도록 하여 외부에서 물리적 압력이 가해질 시에 도광판(100)이 프리즘 시트(200)와 접촉하는 면적이 커지

게 한다. 또한, 100 ㎛를 초과하는 높이차(h)가 형성될 경우, 도광판(100) 성형이 난해할 수 있으며, 과도한 요

철부(120)의 높이로 인하여 최종제품의 두께가 두꺼워질 수 있다. 요철부(120)에서 프리즘 패턴이 수평면과 형

성하는  각(θ)은  요철부(120)  전체  형상을  고려하여  설계될  수  있고,  60  내지  150˚의  각(θ)을  가질  수

있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 각각의 패턴들이 동일한 각(θ)을 가질 수도, 또는 상이한 각(θ)을 가질

수도 있다.

이와 같은 요철부(120)는 도 2a에서와 같이 고저가 일정하게 반복되는 정형의 주기를 가질 수도 있으나, 도 2b<39>

에서와 같이 고저의 반복이 일정하지 않은 비정형의 주기를 가질 수도 있다. 또한, 도 2c에서와 같이, +y-방향

으로 다수의 산(t)과 골(b)이 고저 주기를 가지는 형상을 가질 수도 있다. 즉, 요철부(120)의 +x-방향으로의 고
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저 주기는 +y-방향으로 일치하지 않을 수 있으며, 어느 하나의 요철부(120)의 최고점(121)은 다른 하나의 요철

부(120)의 최고점(121')과 일치하지 않을 수 있다. 이 경우에도 +y-방향으로의 고저 주기는 정형일 수도, 비정

형일 수도 있다. 그리고, 요철부(120)의 고저 주기는 변동, 즉 간격(p)은 변동될 수 있다. 이경우, 

이와 같이, 고저 주기를 이루어 형성되는 요철부(120)는 도광판(100)과 프리즘 시트(200)와의 접촉면적을 감소<40>

시킬 수 있다. 특히, 도광판(100) 또는 프리즘 시트(200)가 ±z-방향으로 가압될 시에 접촉면적을 감소시킬 수

있다. 즉, 도광판(100)의 대략 파형 가상선(L)을 가지는 요철부(120)의 산(t)들을 연결하는 가상의 선의 높은

부분만이 프리즘 시트(200)와 접촉되므로, 종래의 프리즘 패턴 전체가 프리즘 시트와 접촉하는 구조에 비하여

접촉면적을 더욱 감소시킬 수 있으며, 이러한 접촉면적의 감소는 광학부재를 가압할 시에 더욱 두드러지게 부각

될 수 있다. 결과적으로, 광학부재의 가압 등에 의해 발생되는 백화 현상을 억제시킬 수 있다.

도 3은 본 발명의 제2실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도이며, 도 4a는 도 3의 "B" 부분을 나타낸 확대도<41>

이고, 도 4b 내지 도 4d는 도 4a의 변형예이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 광학부재는 면이 구성된 제1광학요소(200) 및 제1광학요소(200)<42>

와 이격되어 제1광학요소(200)의  면과 대응되는 대응면을 가지는 제2광학요소(100)를 포함하고,  제2광학요소

(100)의 대응면에는 제1광학요소(200)의 면을 향하는 요철부(120)가 형성되며, 도 1을 참조하여 설명된 제1실시

예에서 +x-방향으로 고저 주기를 가지는 것과 달리, +y-방향으로 요철부(120)의 고저 주기가 형성된다. 제2실시

예에서, +x-방향으로의 요철부(120)는 고저 주기를 가지지 않고, 통상의 프리즘 패턴 형상으로 형성되어 있다.

제2실시예에서도 역시, 요철부(120)는 최고점(123)과 최저점(124)이 정형(도 4a) 또는 비정형(도 4b)으로 반복<43>

될 수 있다. 또한, 요철부(120)의 +y-방향으로의 고저 주기는 +x-방향으로 일치하지 않을 수 있다. 즉, 도 4c에

서처럼, 어느 하나의 요철부(120)의 최고점(123)은 다른 하나의 요철부(120)의 최고점(123')과 일치하지 않을

수 있다. 

더욱이, 요철부(120)는 도 4a 내지 도 4c처럼 단순 고저 주기를 가질 수도 있지만, 도 4d에서처럼 프리즘 패턴<44>

으로 형성된 고저 주기를 가질 수도 있다. 도 4d에서의 도면부호 123 및 124는 각각 최고점 패턴과 최저점 패턴

을 의미한다. 

도 5는 본 발명의 제3실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도이다.<45>

도 5를 참조하면, 본 발명의 제3실시예에 따른 광학부재는 면이 구성된 제1광학요소(200) 및 제1광학요소(200)<46>

와 이격되어 제1광학요소(200)의  면과 대응되는 대응면을 가지는 제2광학요소(100)를 포함하고,  제2광학요소

(100)의 대응면에는 제1광학요소(200)의 면을 향하는 요철부(120)가 형성되며, +x-방향 및 +y-방향으로 요철부

(120)의 고저 주기가 형성된다.

요철부(120)의 +x-방향으로의 고저 주기는 상술된 제1실시예와 같이 적용될 수 있으며, +y-방향으로의 고저 주<47>

기는 상술된 제2실시예에서와 같이 적용될 수 있다. 

도 6은 본 발명의 제4실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도이며, 도 7은 본 발명의 제5실시예에 따른 광학부<48>

재를 나타낸 사시도이다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 제4실시예에 따른 광학부재는 면이 구성된 제2광학요소(100) 및 제2광학요소(100)<49>

와 이격되어 제2광학요소(100)의  면과 대응되는 대응면을 가지는 제1광학요소(200)를 포함하고,  제1광학요소

(200)의 대응면에는 제2광학요소(100)의 면을 향하는 요철부(220)가 제1광학요소(200)의 기재층(210) 상에 형성

되며, 요철부(220)는 고저 주기를 가지는 것을 특징으로 한다. 이때, 제2광학요소(100)는 도광판일 수 있고, 제

1광학요소(200)는 프리즘 시트를 포함하는 광학 시트일 수 있다.

또한, 도 7을 참조하면, 본 발명의 제5실시예에 따른 광학부재는 면이 구성된 제2광학요소(100) 및 제2광학요소<50>

(100)와 이격되어 제2광학요소(100)의 면과 대응되는 대응면을 가지는 제1광학요소(200)를 포함하고, 제1광학요

소(200)의 대응면에는 제2광학요소(100)의 면을 향하는 고저 주기를 가진 요철부(220)가 형성되며, 요철부(22

0)에 대응되는 제2광학요소(100)의 면에도 고저 주기를 가진 요철부(220)가 형성될 수 있다. 이때, 제2광학요소

(100)는 도광판일 수 있고, 제2광학요소(200)는 프리즘 시트를 포함하는 광학 시트일 수 있다. 또한, 제2광학요

소(100)가 프리즘 시트를 포함하는 광학 시트일 수 있고, 제1광학요소(200)가 도광판일 수도 있다. 더욱이, 제2

광학요소(100)의 요철부(120)의 고저 주기는 제1광학요소(200)의 요철부(220)의 고저 주기와 일치할 수도 있다. 

물론, 제4실시예 또는 제5실시예에서 제2광학요소(100)의 요철부(120) 또는 제1광학요소(200)의 요철부(220)는<51>
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정형이거나 비정형일 수 있다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도이다. <52>

도 8을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 백라이트 어셈블리는 광원 유닛(300)과, 광원 유닛(300) 상에 마련<53>

된 도광판(100)과, 광원 유닛(300)과 도광판(100)을 수납하는 수납 부재(400)를 포함하며, 도광판(100) 상에는

프리즘 시트를 포함하는 광학 시트(200)가 마련된다. 

광원 유닛(300)은 도광판(100)의 일측면에 마련된 램프(340)와, 램프(340)의 광을 도광판(100)으로 유도하는 커<54>

버부(350)를 포함한다. 이때, 도광판(100)은 선광원 형태의 광학 분포를 갖는 램프(340)의 광을 면광원 형태의

광학분포를 갖는 광으로 변경시킨다. 

램프(340)는 냉 음극 형광 램프를 사용하는 것이 바람직하다. 물론 당해 실시예에서는 이에 한정되지 않고, 램<55>

프로서 가시광선(즉, 백색 광)은 물론 적외선 파장 대역의 광을 방출하는 모든 형태의 램프를 사용할 수 있다.

냉 음극 형광 램프는 도시되지는 않았지만, 수은(Hg), 네온(Ne) 및 아르곤(Ag)이 혼합된 혼합 가스가 마련된 초

자관과, 초자관의 양 끝에 마련된 양전극 및 음전극과, 초자관의 내측면에 도포된 형광체막을 포함한다. 

냉 음극 형광 램프는 양전극과 음전극 사이에 인가된 전계를 통해 방출된 전자가 수은의 상태 전이를 일으켜 소<56>

정 파장 대역의 광을 발광하고, 이 파장 대역의 광을 형광체가 가시광으로 변환시켜 방출한다. 이때, 광은 도광

판(100)을 거쳐 광학 시트(200) 방향, 즉 +z-방향을 향해 x-y 평면의 광으로 출사된다.

도광판(100)은 기재층(110)과, 기재층(110) 상에 형성되는 요철부(120)를 포함한다. 여기서, 도광판(100)과 광<57>

학 시트(200)의 구성은 도 1 내지 도 7을 참조하여 서술된 본 발명의 제1 내지 제5실시예에 따른 광학부재의 구

조가 적용될 수 있다.

하기에서는 본 발명의 실시예에 따른 백라이트 어셈블리를 구비하는 액정 표시 장치에 관해 설명한다. <58>

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치를 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 10은 도 9의 액정 표시<59>

장치를 C-C선에 대해 자른 개념 단면도이다. 

도 9  및 도 10을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치는 상부에 배치된 디스플레이 어셈블리<60>

(1000)와, 하부에 배치된 백라이트 어셈블리(2000)를 포함한다.

디스플레이 어셈블리(1000)는 액정 표시 패널(700)과, 구동 회로부(800; 800a, 800b)와, 상부 수납 부재(900)를<61>

포함한다. 

액정 표시 패널(700)은 컬러 필터 기판(720)과 박막 트랜지스터(thin firm transistor; TFT) 기판(710)을 포함<62>

한다. 구동 회로부(800)는 게이트측 연성 인쇄 회로 기판(820a)을 통해 박막 트랜지스터 기판(710)의 게이트 라

인과 접속된 게이트측 인쇄 회로 기판(810a)과, 데이터측 연성 인쇄 회로 기판(820b)을 통해 박막 트랜지스터

기판(710)의 데이터 라인에 접속된 데이터측 인쇄 회로 기판(810b)을 구비한다. 필요에 따라 상기 게이트측 인

쇄 회로 기판(810a)은 생략가능 하다. 

상부 수납 부재(900)는 디스플레이 어셈블리(1000)의 구성요소가 이탈되지 않도록 함과 동시에 외부에서 가해진<63>

충격에 의해 깨지기 쉬운 액정표시패널(700) 또는 백라이트 어셈블리(2000)를 보호하기 위해 직각으로 절곡된

평면부와 측벽부를 갖는 사각틀 형태로 제작된다. 이때, 상부 수납 부재(900)의 평면부는 그 하부에서 액정 표

시 패널(100)의 가장자리 일부를 지지하고, 측벽부는 하부 수납 부재(400)의 측벽들과 대향하여 결합된다. 상부

수납 부재(900) 및 하부 수납 부재(400)는 강도가 우수하고, 가벼우며, 변형이 적은 금속을 사용하여 제작하는

것이 바람직하다.

다음으로, 백라이트 어셈블리(2000)는 광을 발생시키는 광원 유닛(300)과, 광원 유닛(300) 일측에 배치된 도광<64>

판(100)과,  도광판(100)  상에 배치된 광학 시트(200)와, 도광판(100)과 광학 시트(200)를 지지하는 지지수단

(600)과, 광원 유닛(300), 도광판(100), 광학 시트(200)를 수납하는 하부 수납 부재(400)를 포함한다. 

광원 유닛(300)은 도광판(100)의 일측면에 마련된 램프(340)와, 램프(340)의 광을 도광판(100)으로 유도하는 커<65>

버부(350)를 포함한다. 당해 실시예에서는 램프(340)의 길이 방향, 즉 y-방향이 하부 수납 부재(400)의 장축 방

향, 즉 y-방향과 평행하도록 램프(340)를 배치하였다. 물론 이에 한정되지 않고, 상기 램프(340)의 길이방향과

하부 수납 부재(400)의 장축 방향이 수직하도록, 즉 x-방향으로 램프(340)를 배치할 수도 있다. 광원 유닛(30

0)을 안정되게 지지하도록 하기 위하여, 별도의 고정 수단이 구성될 수도 있다. 
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광원 유닛(300) 일측에 마련되는 도광판(100)은 기재층(110)과, 기재층(110) 상에 요철부(120)를 포함한다. 기<66>

재층(110)은 광원 유닛(300)으로부터 입사된 광을 액정 표시 패널(700)의 정면으로 향하게 하고, 넓은 범위에서

균일한 분포를 가지도록 광을 확산시켜 액정 표시 패널(700)에 조사한다. 이때, 광은 기재층(110)에서 요철부

(120) 방향으로, 즉 z-방향으로 출사된다. 여기서, 도광판(100) 및 광학 시트(200)는 상술한 구조에 한정되지

않고, 도 1 내지 도 7을 참조하여 설명된 여러 실시예에 따른 광학판(100)의 구조가 적용될 수 있다. 또한, 도

광판(100)의 기재층(110)에는 그 저면, 즉 요철부(120)를 가지는 면의 반대면에 음각의 패턴을 구비할 수도 있

다.

광학 시트(200)는 적어도 하나 이상의 프리즘 시트, 적어도 하나 이상의 편광 시트, 적어도 하나 이상의 휘도<67>

향상 시트 및 적어도 하나 이상의 확산 시트를 포함할 수 있다. 편광 시트는 자신으로 입사되는 광들 중에서 경

사지게 입사되는 광을 수직하게 출사되도록 변화시키는 역할을 한다. 휘도 향상 시트는 자신의 투과축과 나란한

광은 투과시키고 투과축에 수직한 광은 반사시킨다. 확산 시트는 입사된 광이 면상으로 확산되어 출사되도록 하

는 역할을 한다. 이를 통해 액정 표시 패널(700)에 수직한 방향으로 광이 입사되도록 하여 광 효율을 향상시킬

수 있다. 이러한 광학 시트(200)는 도광판(100) 상에 구비될 수 있으며, 단일 시트가 광 출사 방향, 즉 z-방향

으로 도광판(100)과 부착되어 구성될 수도 있다. 이 경우, 백라이트 어셈블리(2000) 및 액정 표시 장치의 두께

는 줄어들 수 있다.

지지수단(600)은 사각 프레임 형상으로 제작되고, 도광판(100)과 광학 시트(200)를 지지하고, 상측의 액정 표시<68>

패널(700)도 지지한다.

하부 수납 부재(400)는 상부면이 개방된 직육면체의 박스 형태로 형성되어 내부에는 소정 깊이의 수납공간이 형<69>

성된다. 그리고, 하부 수납 부재(400)의 바닥면에는 반사판(미도시)이 마련될 수도 있다. 

물론, 액정 표시 장치에서 백라이트 어셈블리(2000)는 도 9를 참조하여 설명된 본 발명의 타 실시예에 따른 백<70>

라이트 어셈블리가 적용될 수 있다.

도 11은 도 10의 "D" 부분을 확대하여 종래예와 비교도시한 도면이다.<71>

도 11에 따르면, 종래예에서는 도광판(10)의 프리즘 패턴(12)의 산과 산이 대략 평행을 이루어 일직선 상에 위<72>

치하여, 즉 요철부(12)의 산(t')들을 연결하는 가상의 선이 직선형의 가상선(L')을 가지고, 프리즘 시트(20)는

프리즘 패턴(12)의 상부에 배치된다. 이 경우, ±z-방향으로의 가압이 가해지면, 프리즘 패턴(12)과 프리즘 시

트(20)의 하면이 용이하게 접촉되며, 이 접촉으로 인하여 광 경로가 변화되고 백화현상이 발생된다.

즉, 도광판(10)-공기-프리즘 시트(20)로 구성되는 밀-소-밀한 매질들을 경유하여야 하는 광이 도광판(10)-프리<73>

즘 시트(20)로 구성되는 밀-밀한 매질들을 경유하게 되어 굴절의 정도가 약화되며, 이에 따라 광이 가압되는 부

분에 집중되어 백화현상이 발생된다.

반면, 본 발명의 실시예에서는 도광판(100)에 형성된 고저 주기를 가지는 요철부(120)의 구성으로 인하여, ±z-<74>

방향으로의 가압이 가해지더라도 파형 가상선(L)의 최고점만이 프리즘 시트(200)에 접촉되므로,  프리즘 시트

(200)에 접촉되는 도광판(100)의 프리즘 패턴의 접촉면적이 종래예와 비하여 상대적으로 감소된다. 즉, 도광판

(100)의 요철부(120)는 프리즘 시트(200)로의 가압에 대하여 물리력이 가해지더라도 도광판(100)과 프리즘 시트

(200)와의 간격을 확보하는 완충 역할을 하게 된다. 따라서, 가압에 의하여도 광의 경로는 도광판(100)-공기-프

리즘 시트(200)로 구성되는 밀-소-밀한 매질들을 경유하도록 확보될 수 있으며, 가압에 의하더라도 광이 가압되

는 부분에 집중되는 백화현상을 해소할 수 있다.

이상에서는 도면 및 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위<75>

에 기재된 본 발명의 기술적 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수

있음을 이해할 수 있을 것이다.

본 명세서 전반에 걸쳐서 '광학부재'라 함은 광학 기능을 겸비하는 단일 요소를 지칭하는 것이 아닌, 다수 요소<76>

의 조합으로 본 발명에서 구현하고자 하는 광학적 특성을 충족하는 일 군의 요소들을 통칭하는 것임을 이해해야

한다.

비슷한 맥락으로, 본 명세서 전반에 걸쳐서 '광학 시트'라 함은 적어도 하나 이상의 프리즘 시트, 적어도 하나<77>

이상의 편광 시트, 적어도 하나 이상의 휘도 향상 시트 및 적어도 하나 이상의 확산 시트를 포함할 수 있으며,

상기 시트들 중 단일 시트를 지칭할 수도, 상기 시트들의 조합으로 구성되는 일 군의 요소를 지칭할 수도 있다.

따라서, 본 명세서 전반에 걸쳐 광학 시트의 일례로서 프리즘 시트가 언급되었더라도, 이는 상세한 설명의 일원
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화를 위한 것으로 실례로 광학 시트가 프리즘 시트에 한정되는 것은 아니다. 

도면의 간단한 설명

도 1a는 본 발명의 제1실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도, <78>

도 1b는 도 1a의 변형예,<79>

도 2a는 도 1a의 "A" 부분을 나타낸 확대도, <80>

도 2b 및 도 2c는 도 2a의 변형예를 나타낸 도면,<81>

도 3은 본 발명의 제2실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도, <82>

도 4a는 도 3의 "B" 부분을 나타낸 확대도, <83>

도 4b 내지 도 4d는 도 4a의 변형예를 나타낸 도면, <84>

도 5 내지 도 7은 각각 본 발명의 제3,4,5실시예에 따른 광학부재를 나타낸 사시도,<85>

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 백라이트 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도, <86>

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치를 개략적으로 도시한 사시도, <87>

도 10은 도 9의 액정 표시 장치를 C-C선에 대해 자른 개념 단면도,<88>

도 11은 도 10의 "D" 부분을 확대하여 종래예와 비교도시한 도면.<89>

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><90>

100...제2광학요소, 120...요철부,<91>

200...제1광학요소, 220...요철부.<92>

도면

    도면1a
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摘要(译)

本发明涉及一种消除了保持发光亮度的发白现象的光学板，以及包括该
光学板的背光组件和显示装置。并且，朝向第一光学元件侧的不平坦部
分形成在第二光学元件的相对表面中，第二光学元件具有与第一光学元
件的与第一光学元件相邻的一侧相对应的相对表面，并且包括侧面的第
一光学元件。并且，可以消除其中不均匀部分具有高到低循环的光学构
件，即在实际使用中通过加压产生的风化等，保持亮度。导光板，棱镜
片，棱镜图案，背光组件，液晶显示器。
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